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Sygnet / wariant podstawowy

wersja chromatyczna (barwna)
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pcz_logo_kolor

wersja achromatyczna (czarna)

pcz_logo_mono



Sygnet / wariant podstawowy — konstrukcja

Proporcje elementoéw znaku graficznego wyznacza modut ,x".
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Sygnet / wariant podstawowy — pole ochronne

Pole ochronne to minimalny obszar poza znakiem, na ktéry nie moze oddziatywaé zadna obca forma graficzna. Powierzchnie pola ochronnego wyznacza wysokosc¢ litery
.P" z logotypu Politechniki Czestochowskiej.
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Sygnet / wariant w negatywie

wersja w negatywie - btekitne tto wersja w negatywie - czarne tto

pcz_logo_negatyw



Sygnet / wariant w negatywie — konstrukcja

Proporcje elementéw znaku graficznego wyznacza modut ,x". W celu optycznego zréwnowazenia wariantu w negatywie, zastosowano nastepujace réznice do wariantu
podstawowego: 1) smuklejsza typografia, 2) wyzsza interlinia, 3) poszerzone $wiatta.
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Sygnet / wariant w negatywie — pole ochronne

Pole ochronne to minimalny obszar poza znakiem, na ktéry nie moze oddziatywa¢ zadna obca forma graficzna. Powierzchnie pola ochronnego wyznacza wysokos¢ litery
.P" z logotypu Politechniki Czestochowskiej.




Logo / Wariant w jezyku polskim

wariant pionowy

wariant poziomy
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Logo / Wariant w jezyku polskim — konstrukcja
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wariant pionowy

wariant poziomy
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Logo / Wariant w jezyku polskim —

konstrukcja
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wariant pionowy

wariant poziomy

wersja kolorowa
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wariant pionowy

wariant poziomy

Logo / wariant obcojezyczny — angielski
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wersja chromatyczna
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wersja w negatywie
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wariant pionowy

wariant poziomy

Logo / wariant obcojezyczny — rosyjski
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POLI
[TECH)
NIKA

YeHCTOXOBCKUMN
noNUTeXHU4YeCcKum
YHUBepcuTeT

POLI ,
I TECH) Yencroxosckui
N

NnoJINTEeXHUYEeCKUuu
I KA yHUBepcuTteT

pcz_logo_rus_pion_kolor
pcz_logo_rus_poziom_kolor

wersja w negatywie

POLI
[TECH)
NIKA

YeHCTOXOBCKUMN
NoJIMTeXHU4YECKUmn
yHUBEpcuUTeT

OL
EC

NOJIMTeXHNYECKUNN
|F(/\ yHUBepcuTeT

I
H) YeHCTOXOBCKUHU

|

pcz_logo_rus_pion_negatyw
pcz_logo_rus_poziom_negatyw



wariant pionowy

wariant poziomy

Logo / wariant obcojezyczny — ukrainski
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Logo / wariant obcojezyczny — konstrukcja
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wariant pionowy

wariant poziomy

wersja kolorowa
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wariant pionowy

wariant poziomy

Logo / wariant obcojezyczny — pole ochronne 16
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Logo / skalowanie znaku

Dopuszcza sie tylko proporcjonalne skalowanie znaku Politechniki Czestochowskiej. Ingerencja w w proporcje jest niedozwolona.
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Logo / wielko§¢ minimalna

Minimalna wysokos$¢ znaku wynosi 10mm w druku lub 50px na ekranie. Ponizej tych wartosSci stosuje sie znak uproszczony, ktéry nie uwzglednia cztonu nazwy ,Czestochowska".

Minimalna wysokos$¢ znaku uproszczonego wynosi 6mm w druku lub 30px na ekranie.
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Logo / typografia podstawowa 19

Rodzina krojéw Roboto w odmianach Regular, Medium, Bold i Black jest przeznaczona do sktadu tekstu we wszystkich elementach identyfikacji wizualnej Politechniki Czestochowskiej.

Roboto Regular Roboto Medium

Zastosowanie: Zastosowanie:

Sktad tekstu — tekst akapitowy Sktad tekstu — nagtéwki 3°

Aa cé Ff Jj Nn Rr Uu Yy 01234 Aa Cé Ff Jj Nn Rr Uu Yy 01234
Ag Dd Gg Kk Oo Ss Vv 7z 56789 Aa Dd Gg Kk Oo Ss Vv Zz 56789
Bb Ee Hh LI Pp S$ Ww 77 Bb Ee Hh LI Pp Ss Ww 77

Cc Ee li Mm Qq Tt Xx 77 Cc Ee li Mm Qq Tt Xx 77



Logo / typografia podstawowa 20

Rodzina krojéw Roboto w odmianach Regular, Medium, Bold i Black jest przeznaczona do sktadu tekstu we wszystkich elementach identyfikacji wizualnej Politechniki Czestochowskiej.

Roboto Bold Roboto Black

Zastosowanie: Zastosowanie:

Sktad tekstu — nagtéwki 2° Sktad tekstu — nagtéwki 1°

Aa cé Ff Jj Nn Rr Uu Yy 01234 Aa Gé Ff Jj Nn Rr Uu Yy 01234
Aa Dd Gg Kk Oo Ss Vv Zz 56789 Aa Dd Gg Kk Oo Ss Vv 7z 56789
Bb Ee Hh LI Pp $s Ww 7z Bb Ee Hh LI Pp $s Ww 1z

Cc Ee li Mm Qq Tt Xx 1z Cc Ee li Mm  Qq Tt Xx 1z



Logo / typografia uzupetniajaca

Stosowana w wewnetrznym obiegu dokumentéw oraz gdy dostep do typografii podstawowej jest utrudniony:
1) dokumenty elektroniczne, 2) prezentacje powerpoint, 3) wiadomosci i stopki e-mail.

Arial Regular Arial Bold

Zastosowanie: Zastosowanie:

Sktad tekstu — tekst biezgcy Sktad tekstu — nagtéwki

Aa cé Ff Jj Nn Rr Uu Yy 01234 Aa Gé Ff Jj Nn Rr Uu Yy 01234
Aa Dd Gg Kk Oo Ss Vv Zz 56789 Aa Dd Gg Kk Oo Ss Vv 7z 56789
Bb Ee Hh LI Pp $s Ww 7z Bb Ee Hh LI Pp $s Ww 1z

Cc Ee li Mm Qq Tt Xx 1z Cc Ee li Mm  Qq Tt Xx 1z



Logo / kolorystyka znaku
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Do podstawowej kolorystyki znaku nalezy zestawienie barwy btekitnej i czerni.

Bialy

Pantone: 000
CMYKO0/0/0/0

RGB: 255/ 255/ 255
HEX: #ffffff

Btekitny

Pantone: 306
CMYK75/0/0/0

RGB: 0/ 182/ 237
HEX: #00b6ed

Czarny

Pantone: Proces Black
CMYK:0/0/0/100

RGB:0/0/0
HEX: #000000
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Logo / kolorystyka - analiza tta

Preferowanym kolorem tta dla znaku chromatycznego (w kolorze) i achromatycznego (czarnego) jest biaty, a dla znaku w negatywie — btekitny lub czarny. Dopuszcza sie umieszcze-

nie znaku na innym tle z zastrzezeniem zachowania odpowiedniego kontrastu.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%




Logo / nieprawidtowe uzycie 24

Nie dopuszcza sie zmiany kolorystyki poszczegdlnych czesci znaku graficznego. W obszarze pola ochronnego nie wolno zawiera¢ elementéw zaktécajacych czytelnos¢ znaku.
Umieszczajac znak na fotografii lub ilustracji nalezy zachowac kontrast zapewniajgcy odpowiednig czytelno$é. Nie wolno modyfikowaé elementéw kompozycji znaku graficznego.
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